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原位拉曼技术研究Mo催化剂的还原和硫化 

魏昭彬; 魏成栋; 辛勤 

中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室，大连 116023 

摘要： 

运用原位激光拉曼技术研究了Mo/Al_2O_3和Mo/TiO_2-Al_2O_3催化剂的氢还原和硫化行为．结果清楚显示，两

种载体上不同配位形态的Mo物种的氢还原能力有明显差异，其硫化性能也不相同．TiO_2对Al_2O_3表面的复盖可

显著促进Mo物种的还原和硫化。  
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